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Zdaniem firmy Thompson Reuters Chiny wkrótce prześcigną Stany
Zjednoczone w liczbie składanych wniosków patentowych. Do roku
2015 roczna liczba wniosków publikowanych na terenie Państwa
Środka  wyniesie  500  000.  Obecnie  w  Stanach  Zjednoczonych
publikuje  się  400  000,  a  w  Japonii  –  300  000  wniosków
patentowych  rocznie.

Z Thomson Reuters Derwent World Patents Index dowiadujemy się,
że od 2006 roku liczba wniosków patentowych publikowanych w
Chinach zwiększa się o 16,7% rocznie. W 2010 roku złożono 314
000 wniosków.

To właśnie Chiny są krajem, w którym najszybciej rośnie liczba
nowych  patentów  i  w  ciągu  najbliższych  lat  staną  się  one
światowym liderem pod tym względem.
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